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摘要(译)

本发明提供了一种印刷有机发光二极管显示器的凹槽结构及其制造方
法。 通过将围绕凹槽的堤道分成堆叠的第一和第二分支堤道层，由第一
分支堤道形成的凹槽的倾斜内周表面与HIL墨水形成范围为10-45°的接触
角， 由第二分支堤道形成的凹槽的周面与HIL墨水形成30-60°的接触角，
由第二分支堤道形成的凹槽的内周面与HTL墨水和EML墨水形成10-45°
的接触角 限制HIL的高度向上攀升，使HIL的顶面平坦或中间略微凸出，
以防止HIL边缘漏电流，提高OLED的显示质量。
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